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VERKSAMHETSBERATTELSE FOR SVENSKA VAKUUMSALLSKAPET
(SVS) AR 2000-2001

Arsmotet holls 00-08-16 i Geovetarcentrum vid Goteborgs universitet.
Styrelsen har under &aret héllit 6 sammantridden: 00-08-16 (konstituerande
sammantrdde., Geovetarcentrum, Goteborg), 00-09-11(telemodte), 00-11-01
(telemdte.), 00-12-07 (telemote), 01-02-09 (telemote), 01-03-29 (telemote).

Vakuum Nytt har med Lars Johansson som redaktor utkommit med tvd nummer
under dret. Styrelsen har beslutat att ge tidskriften ett nytt format och att ge forsta
numret 1 det nya formatet stor spridning 1 avsikt att Oka antalet
medlemmar/prenumeranter.

Betridffande internationella kontakter har styrelsen valt Lars Hultman, Link&pings
Univ. till Councillor och Lars Johansson, Karlstads Univ. till Alternate Councillor.
Vidare har nya delegater utsetts till [UVSTAs divisioner for vakuumteknik (Jochen
Schneider, Linkdpings Univ.) och ytvetenskap (Lars Walldén, Chalmers). Séllskapet
har for avsikt att 14ta sig representeras av tre personer vid General Meeting 14 1 San
Francisco hosten 2001(Lars Hultman, Ulf Karlsson och Lars Westerberg).

SVS har under aret ansokt hos IUVSTA om att fa IVC ar 2007, forlagd till
Stockholm. Som ett forsta led i [UVSTASs hantering av ans6kan har den presenterats
for IUVSTAs Executive Council vid dess mote 1 Brighton 1 februari. Ytterligare ett
land (Israel) har inlimnat en ans6kan om att fa anordna konferensen.

Betriaffande planerade konferenser har styrelsen forordat att man undersoker
mojligheterna till en samordning av TATF 2002 med ECOSS / NANO 7, som
kommer att vara forlagd till Malmo ar 2002.

SVM-3 avholls planenligt 1 Goteborg 14-16 augusti -00 med drygt femtio
vetenskapliga bidrag. Ekonomiskt stod fran KVA, TFR och NFR gjorde det mojligt
att bjuda in ett tiotal utlindska foredragshdllare. Detta stod och bidrag frdn sju
foretag, som informerade om sina produkter, medforde att konferensavgiften kunde
hallas pa en rimlig niva. Goteborgs stad bidrog till arrangemanget genom att inbjuda
deltagarna till en mottagning 1 Bors-huset.
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SVS kurs 1 vakuumteknik har under aret givits vid 3 tillféllen, v34 och v39 -00 samt
v5 -01, samtliga ganger for Ericson-anstdllda och i foretagets lokaler 1 Kista.
Efterfrdgan pd en kursen dr god och verksamheten kan sannolikt utvidgas. En
begrinsning hirvidlag ar att kursen ges pa ideell bas av ldrare som stéller sig till
forfogande utan ersittning. Att denna typ av verksamhet kan bedrivas pa ideell bas
ar antagligen unikt 1 utbildnings- Sverige. Betrdaffande kursmaterialet sd hoppas
styrelsen att de diskussioner som fors med av innehavaren av tryckningsrétten inom
kort kommer att leda till en overenskommelse sd att den svenska versionen av
materialet dven fortsattningsvis kommer att kunna tillhandahéllas till en 14g kostnad.
Nuvarande teknik ger mojlighet att trycka 1 liten upplaga utan betydande 6kning av
styckepriset. Styrelsen raknar darfor med att en nytryckning inte behdver medfora
nagon betydande engdngskostnad.

I samband med SVM-3 gavs en ny IUVSTA kurs "Thin Film Deposition
Techniques" med Angus Rockett, som utformat kursmaterialet, som larare.
Kursmaterialet foreligger 1 form av en CD som pga forsening i1 framstillningen,
kunde distribueras till deltagarna forst en tid efter kursens slut.

Lars Walldén
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I811: ETT NYTT STRALROR FOR MATERIALVETENSKAP VID MAX-
LAB I LUND

S. Carlson ', J. Birch %, L. Johansson * and P. O. Nilsson *

' MAX-Lab, Lunds Universitet, Box 118, 221 00 Lund

? Thin Film Physics, IFM, Linkoping University, 581 83 Linkdping.

> Department of Physics, Karlstad University, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad
* Department of Physics, Chalmers University of Technology, 412 96 Goteborg

Ett nytt strialror for rontgendiffraktion och absorptionsstudier vid det
nationella laboratoriet MAX-Lab i Lund 4r under uppbyggnad. Design och
koncept for stralroret idr utarbetade av M. Grehk and P. O. Nilsson och har
tidigare rapporterats '. Denna rapport ir en presentation av stralroret med
dess komponenter vilka kommer att borja testas varen 2002.

MAX-Lab-synkrotronen har tva lagringsringar (en tredje dr under uppbyggnad),
MAX I och MAX II, som producerar UV- och Rontgensralning fran 5 eV till 20
keV. Stralroret byggs fran port 1811 pa lagringsringen MAX II och baseras pd en
supraledande 49-polig wiggler * (Fig. 1). Denna rontgenkilla kommer att ge ett
kontinuerligt spektrum av fotoner mellan 2.4 keV och 20 keV. Wigglern dr 1.5 m
ldng med en 65 mm period och ger ett maximalt magnetfilt pa 3.5 T, vilket innebér
en kritisk energi £, = 5 keV och deflektions-parameter K = 20. Vid 10 keV kommer

Figur 1. Wigglern under montering. Tanken
som &r overdragen med aluminiumfolie dr for
flytande-heliumbadet runt de supraledande

magneterna.
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wigglern att avge totalt 5 kW and emittera ungefir 2x10" fotoner per sekund,
berdknat med 0.1% bandvidd. Emittansen 4r 7 and 0.3 mrad horizontellt och
vertikalt.

Innanfor lagringsringens strlskydd och efter wigglern (s.k. front end) ar ett antal
ultrah6gvakuum-komponenter monterade: aperturer, slutare for synkrotronstralning,
snabb-ventiler, motoriserade primédra spalter och ett 12 um tjockt kol-filter som
absorberar fotoner med ldga energier. Effekten pé strédlningen som ldmnar "front
end" och kommer till stralrorets optik kommer att vara 2.2 kW. Vertikal kollimering
och fokusering &stadkoms med tva cylindriska Rh-belagda speglar frdn Carl Zeiss,
placerade 10 och 20 m nedstroms frdn wigglern. De anvinds vid ett tryck som &r
battre 4n 2:10"'° mbar, och kommer ocksé i hog grad att eliminera energier som kan
ge upphov till hogre ordningars reflexer. Monokromatisering kommer att ske med en
dubbel-kristall monokromator frdn Accel Instruments GmbH, som opererar vid ett
tryck pa 10”7 mbar.

S & &S
D O W <® _,00@%\ N O &
P DO N S NN N S A
Moo @ O 5° AN SN §¢
¥ O ERST ° S S ¥ O KN N
CASGE & & S FY ST
LMOR o2 £ Q' A O N N
& S e’ S N o & F P& i

2o TP i
4454 mm 10000 18000 20000

Figur 2. Vakumlinan och optik pa I811.

Monokromatorn bestar av ett par kisel-kristaller som kan placeras med hog precision
1 rontgenstrilen. Den dr konstruerad si att den tillsammans med speglarna haller den
utgdende stralen vid en fixerad hojd (25 mm G6ver den vita strélen). For att ticka hela
energi-omfanget, 2.4 - 20 keV, anvénds tva utbytbara par av Si(111) och Si(311)
kristaller. Den hoga varmelasten som absorberas av monokromatorns forsta kristall
leds bort genom vattenkylning, och kvarvarande distortion av kristallens form
korrigeras med en boj-mekanism. Andra kristallen kan bdjas cylindriskt (R, = 1 m)
for att astadkomma sagittal fokusering (fokusering i det horisontella planet). Denna
konstruktion kommer att vid 10 keV ge en fokuserad strale som &r ungefir 0.5 mm”
och en intensitet pd 10'°-10" fotoner/s/0.1%bandvidd vid experimentstationerna.
For optimering av strdlen kommer fyra monitorer att installeras. En trdd-monitor av
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volfram och en fluorescerande skidrm kopplad till en videokamera kommer att
anviandas for att stdlla in och fokusera forsta spegeln. En tredje monitor i
monokromatortanken ger information om strdlhdjden, och slutligen anvinds en
CCD-kamera direkt 1 den monokromatiska stréalen.

Experimentstationerna dr inneslutna 1 ett stralningssikert hus, se Fig 3, som miter
5,0x5,6x8,9 m’ (hxbx[). Det ir bl a utrustad med en kran (kapacitet 1250 kg), 3 m
bred dorr, interlock system, bly-fonster, kontrollerad atmosfar, luft/vatten-urtag och
anslutningspaneler till kontrollrummet. Vid sidan om den strdlskyddade experiment-
stationen ligger kontrollrummet dir stralrérets komponenter styrs med hjilp av
programvaran SPEC fran Certified Scientific Software och PLC-programvara
utvecklad vid MAX-Lab.

Monochromator |81 1

Mirror 2|

ﬁ 19" racks

Control room

Experiment hutch

X-ray absorption

Surface diffraction

Figur 3. Experimentstationen och kontrollrummet.

Den fGrsta av experimentstationerna ar primaért konstruerad for rontgenabsorptions-
spektroskopi (XAFS) och kommer att monteras pa ett 1 x 2 m optiskt bord ("bread-
board") med skenor s att hela uppstdllningen kan translateras ut ur stralgangen, se
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Fig. 4. P4 skenorna kommer ett motoriserat spaltsystem att definiera storleken pa
den inkommande strdlen. Absorptionsdata tas sedan upp 1 transmissionsgeometri
med tre IC-SPEC joniserings-kammare fran Oxford/Danfysik, eller genom
detektering av fluorescens med en s kallad Lytle-detektor (The EXAFS Company).
Joniseringskamrarna ar fyllda med en gasblandning som &r optimerad for de energier
som dr av intresse. Varje kammare dr kopplad till en Keithley 428 stromforstiarkare,
en volt-till-frekvens omvandlare (Nova R&D) och ett VME réiknarkort. Provhallaren
har motoriserad translation och en goniometer fOor att vinkla provet efter
rontgenstralen.

e EE ic2 e |
L ——

top view

side view

Figur 4. Skiss 0ver experimentstation for rontgenabsorptionsstudier.

Rontgendiffraktionsstudier av frdmst ytor kommer att utféras pa en "2+3"
diffraktometer frdn Micro Control/Newport, som &r utrustad med en sk hexapod for
precis uplinjering av ytan (Fig. 5). P4 hexapoden kan en flyttbar process-kammare
upp till en vikt av 50 kg placeras med provytan vertikalt, eller upp till 200 kg med
ytan horisontellt. Dessutom kan diffraktometern béra ett fullstindigt UHV system
(<500 kg) pa den stora horisontella rotationsplattformen. En scintillationsdetektor
med motoriserade spalter eller analysator-kristall kommer att anvédndas. For
generella materialvetenskapliga rongendiffraktionsstudier kan en kappa-goniostat
monteras pd diffraktometern.

10
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Figure 5. Skiss av "2+3" diffraktometern med flyttbar UHV-kammare monterad pa hexapod.

Strélroret I811kommer alltsd att optimeras for rontgendiffraktion och
absorptionsstudier - tex in situ ytdiffraktion, stress, textur, fas-analys, magnetic
resonant scattering, near-edge and extended x-ray absorption fine structure
(NEXAFS, EXAFS), x-ray standing wave (XSW). Prover kan studeras direkt och
dynamiskt 1 UHV-kammare, kryostater, ugnar och tryckceller med fotonenergier
mellan 2.4 keV och 20 keV.

"' T. M. Grehk and P. O. Nilsson in "MAX-Lab Activity Report 1998" ed. J. N. Andersen, R.
Nyholm, S. L. Sorensen and H. Ullman, 260-261 (Lund 1999).
% G. LeBlanc, E. Wallén and M. Eriksson in "MAX-Lab Activity Report 1999" ed. J. N. Andersen,
R. Nyholm, S. L. Sorensen and H. Ullman, 45-47 (Lund 2000).

11
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STOCKHOLM VARD FOR IVC-17 AR 2007

Rapport fran IUVSTA:s Executive Committee Meeting ECM- 88;
ECM-89; och General Assembly-14, San Francisco 27/10 — 2/11,
2001.

IUVSTA — The International Union for Vacuum Science, Technique, and
Applications — dr en sammanslutning av 31 nationella vakuumséllskap. Syftet
med unionen dr att organisera och stodja konferenser och utbildningsaktiviteter
samt att underldtta forskning och teknologiska framsteg p& omradet
vakuumvetenskap och dess applikationer.

Vid dessa moten deltog fran Sverige och SVS: Lars Westerberg (avgiende
Chancellor), Lars Hultman (tilltrddande Councellor) och Lars Samuelsson.

Ny president for IUVSTA under perioden 2001-04 dr Dr. M.-G. Barthes. Hon
eftertrdder Dr. Phil Woodruff.

Tredje gangen gillt — Stockholm viird for IVC17 —-2007

Tid och plats for IVC-17 - International Vacuum Congress — och 13 ICSS — Int.
Conf. On Solid Surfaces - har avgjorts till Stockholms fordel! I tivlan med ett
bud frédn det Israeliska vakuumséllskapet med Jerusalem som plats, vann
Stockholm med rostsiffrorna 24 mot 7. Prelimindr tid &r 2-6 juli, 2007.

En del minnesgoda vet att SVS har bjudit pd att f& bdde IVC-15 (San Francisco;
2001) och IVC-16 (Venedig; 2004). Lars Westerberg, Jan-Eric Sundgren, Per-
Olof Nilsson, Ulf Karlsson, Lars Hultman, m.fl. har kdmpat starkt och entriget
under 10 ar for att ro hem konferensen till Sverige. Det ar speciellt glidjande att
ta del av IUVSTAS konferensplaneringskommittes rekommendation. De ansdg
att konferensen kunde hallas pd bada platserna, men att Stockholm var det
tekniskt sett starkaste alternativet med bra bakgrund inom yt- och
tunnfilmsforskning, ett dvertygande track-record for Sveriges arbete inom
IUVSTA, samt med tidigare starka forslag till att halla IVC 1 Goteborg (2001
respektive 2004). Den baltiska aspekten och samarbetet med det Finska
vakuumsillskapet framholls nu sarskilt. Likasd virderades regionens styrka
inom mobil kommunikation.

13
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OH- och papperslos konferens

I och med érets AVS/IVC s& har Power-Point-presentationer inforts som
standard. Likasd har man upphort med att ha proceedingsbocker. Fran
konferensen kommer det nu att finnas virtuella proceedings 1 form av en en site
pa www.avs.org. Dir kan man s6ka pé varje presentation frén konferensen och
fa lankar till vad respektive grupp har publicerat .

Nytt namn pd AVS — samma goda innehdll

AVS har bytt namn och heter nu officiellt “AVS — The Science and Technology
Society”. The American Vacuum Society finns inte mer som uttryck.

Besok gdrna IUVSTA’s hemsida dar bl.a. sokbara stipendier listas:
WWww.iuvsta.org.

/Sammanfattat av Lars Hultman, Sveriges Councillor for IUVSTA 2001-04;
utsedd av SVS.

14
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RAPPORT FRAN IUVSTA:S EXECUTIVE COMMITTEE MEETING
(ECM-90); REGENSBURG, 8-10 MARS, 2002.

Vad ir IUVSTA?

IUVSTA — The International Union for Vacuum Science, Technique, and
Applications — dr en sammanslutning av 31 nationella vakuumséllskap. Syftet med
unionen dr att organisera och stodja konferenser och utbildningsaktiviteter samt att
underlitta forskning och teknologiska framsteg pd omrddet vakuumvetenskap och
dess applikationer.

De olika lindernas representanter triffas tvd ganger per ar vid s.k. Executive
Committee Meetings. Svenska vakuumsillskapet representeras under perioden
2001-2004 av Lars Hultman, Linkopings Universitet (Councellor) och Lars
Johanson, Karlstads Universitet (Alternate Councellor).

Besok girna IUVSTA’s hemsida dér bl.a. sokbara stipendier listas: www.iuvsta.org.

IUVSTA-konferenser
Dessa s.k. workshops eller schools ar ifraga for [UVSTA-sponsring (10.000 SFr):

* Narrow Gap Nitrides; juni 3-7 2003 eller juni 17-21 2003 ndgonstans i1 Frankrike;
Kontaktperson: Rachel Goldman

* Photovoltaic Materials and Devices; 29 september — 3 oktober, 2003
Huatulco, Oaxaca, Kontaktperson: Angus Rockett
Members.tripod.com/@Huatulco/Huatulco.htm

* Electronic Proceses & Sensing on the Nanoscale, 9-13 mars, 2003
Ein Gedi, ndara Doda Havet, Israel mars 2003 Kontaktperson:Y. Shacham

* Plasma Deposition of Advanced Materials, 4-7 maj 2003, Amsterdam

16
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* Mechanism of Formation & Application of Hard Nanocomposite Coatings Plzen,
Tjeckiska Republiken, 19-23 oktober, 2002, Kontaktperson: J.Vicek@kfy.zcu.cz

* Pattern Formation & Atomic Processes in Epitaxial Growth and Erosion,
9-13 juni 2002, Osterrike, Kontaktperson: Peter Varga

Medlemmar 1 SVS kan ge forslag till konferenser/workshops av internationell och
framétsyftande karaktdr. Proceduren borjar med en kontakt med en
styrelserepresentant i SVS eller en representant i en av [IUVSTA divisioner. For den
nyss paborjade tre-arsperioden dr 12 st sddana mdten budgeterade. Mycket av
medlen aterstir alltsd att fordela. Taktiskt viktigt att sddana forslag kan beredas
innan ECM91-métet 1 september 2002!

IUVSTA stodjer dven vissa storre moten, s.k. endorsement:
* Nano 7 /ECOSS -9, Malmo, 24-28/6 2002 Kontaktperson: Lars Samuelsson

* [ICTF-12, Bratislava, Slovakien, 15-20 september, 2002
http://www.1ictf12.savba.sk

e 8-EVC/2" DVG conf,, Berlin, 23-26/6 2003, http://evc-8.ptb.de/

STM- och Nano-konferensserierna dr pa vig att slds samman. Fragan om att
IUVSTA skall omfatta dem biagge kommer att behandlas ndar sammanslagningen ar
ett faktum. Diskussionerna kring detta fordes 1 en positiv anda, sa initiativet lar fa
stod.

Vakuumkongresser

e IVC-15/ICSS-11 som holls 1 San Francisco forra hosten blev en
teknisk/vetenskaplig succé, men medforde en forlust pa $1-200.000.

* IVC-16/ICSS-12 planeras for ndrvarande. Tid och plats dr bestimt: Venedig 28
juni till 2 juli, 2004. Ordforande 1 programkommittén blir Ugo Valbosa.

* IVC-17/ICSS-13 kommer att ga av stapeln 1 Stockholm 2-6 juli, 2007

17
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(IVC = International Vacuum Congress, ICSS = Int. Conference on Solid Surfaces)

Stipendier

[UVSTA administrerar det s.k. Welch-stipendiet ($15.000) som yngre forskare kan
sOka for att gora en post-doc vid ett utlandskt larosédte. Ansokansdatum ar 15/4 2002
(bill@thinkfilms.ca). Vi rekommenderar svenskar att soka. Ganska fa soker detta
stipendium varje ar, s mojligheterna torde vara goda...

Foreslagen namndndring pa Vacuum Metallurgy Division

En av IUVSTA divisioner, VMD har foreslagit att fa byta namn till Surface
Engineering Div. Forslaget foljer bl.a. Sveriges dnskemdl om en namnéndring och
att AVS redan genomfort en likalydande namnéndring pd sin division. Motivet ar
den utveckling som omrddet har genomgatt med ett Ookat fokus pa
egenskapsforbittring av material genom ytmodifiering och att motsvarande
konferenser ront ett mycket stort intresse. Samtidigt har vi bevittnat en nedging i
traditionell vakuummetallurgiska problem. Forslaget dr nu pa remiss bland
IUVSTAS divisionsordférande och skall diskuteras igen och ev. beslutas pd nésta
ECM-91.

Kommande bok om vakuumteknologi

Det hollindska vakuumséllskapet (NEVAC) har nyligen publicerat en bok (pa
hollandska) om vakuumteknologi (700 sidor). Boken oversitts nu till engelska.

Utbildningsmaterial Visual Aids

Huvudsyftet med IUVSTA ir teknisk och vetenskaplig utbildning. En kommitté {or
utbildning leds av Prof. Joe Greene. Idag finns 11 st utbildningsmoduler i OH-form.
Arbete pagir for att uppdatera dessa och gora dem tillgéngliga pa elektronisk form.

Voluntdrer sokes for att uppgradera/skapa Power Point-presentationer av dessa

moduler. En viss ersittning kan komma att utga. Idag finns personer som arbetar
med modulerna Materials Science; Surface Science; och Vacuum Gauging.

18
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Kurser for tekniker ska utvecklas. Kontaktperson é&r: Nikola Radic
(radic(@radjev.irb.kr)

Nastfoljande ECM-mdten

ECM-91: Bratislava, 12-15 september 2002.
ECM-92: Peking, ca: 29-31 mars 2003
ECM-93: Hosten 2003: Forslag kan komma frén det Spanska Vakuumséllskapet

Sammanfattat av Lars Hultman, SVS-representant till IUVSTA 2001-04.
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AVANCERADE KURSER I VAKUUMTEKNIK,
TUNNFILMSBELAGGNING, ETC

Ar du intresserad av avancerade kurser i vakuumteknik, tunnfilmsbeliggning
etc? Vi har hittills 1 samarbete med American Vacuum Society (AVS) och/eller
International Union of Vacuum Science Technique and Applications (IUVSTA)
anordnat foljande kurser:

Operation and maintenance of vacuum pumping systems.
Controlling contaminations in vacuum.

UHYV design and practices .

Foreldsare: Ron Outlaw (Uppsala 1 juni 1994)

Sputtering
Foreldsare: Bill Westwood, Canada, samarbete med AVS, (Linkoping
aug. 1997)

Thin film deposition
Foreldsare Angus Rockett, USA. (Goteborg i aug 2000)

Vilka kurser skulle Du vilja att Svenska Vakuumsdllskapet anordnar hdir i
Sverige?

Se dven under kurser pa foljande AVS (www.vacuum.org) och IUVSTAs

hemsidor: http://www.vacuum.org/ (Se: short courses), resp.
http://iuvsta.vacuum.org/iuvsta/materials.html

Svara per e-mail till vir kurssamordnare Lars Bagge. E-postadress:
bagge@msi.se.
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KOMMANDE KONFERENSER OCH MOTEN

2002

June

a

June 12-14, 62nd Physical Electronics Conference (PEC), Atlanta, Georgia,
Contact: Janice Reutt-Robey, Email: rrobey @wam.umd.edu, web:
http://pec.physics.gatech.edu/

June 16-20. 9th Joint Vacuum Conference, Seggau Castle Conference Centre,
Graz, Austria, contact: M. Leisch, Technische Universitact Graz;
m.leisch@tugraz.at

June 24-28. 21* European Conference on Surface Science (ECOSS-21) and 7"
International Conference on Nanometer-Scale Science and Technology (Nano-7),
Malmo, Sweden, Chair: Lars Samuelson, Lund University, http://www.malmo-
congress.com/nano-ecoss.html .

30 June - 5 July, International Symposium on Discharges and Electrical
Insulation in Vacuum, Tours, France, web: http://www.vide.org/isdeiv.html

July

a

July 1-2, ASEVA Advanced Forum for Vacuum and Applications: Thin Films
for Optical Applications, (Workshop, the Spanish Vacuum society), Avila, Spain.
Contact: www.icmm.csic.es/aseva

July 7-11, Joint 15th International Vacuum Microelectronics Conference
(IVMC) and the 48th International Field Emission Symposium (IFES), Lyon,
France. Contact: Vu Thien Binh, Conference Chair, e-mail: vuthien@dpm.univ-
lyonl.fr.

July 15-17, ASEVA Advanced Forum for Vacuum and Applications:
Quantitative Surface Analysis, (Workshop, the Spanish Vacuum society), Avila,
Spain. Contact: www.icmm.csic.es/aseva

July 15-19, 11th International Congress on Plasma Physics (ICPP2002), Sydney,
Australia, Contact: Dr Ian Falconer, E-mail: i.falconer@physics.usyd.edu.au,
web: http://www.ise.canberra.edu.au/ICPP2002/

July 22-24, ASEVA Advanced Forum for Vacuum and Applications: Materials
Analysis by Ion Beams, (Workshop, the Spanish Vacuum society), Avila, Spain.
Contact: www.icmm.csic.es/aseva
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o July 22-26, 7" International conference on the structure of surfaces, Newcastle,
NSW, Australia. Contact: John. OConnor@Newcastle.edu.au, web:
http://www.pco.com.au/icsos7.

August

o August 20-27, The 23rd International Conference on Low Temperature Physics,
Hiroshima, Japan, E-mail: 1t23@convention.co.jp ,web: http://www.issp.u-
tokyo.ac.jp/1t23/

o 26-30 August, Second Vacuum & Surface Sciences Conference of Asia and
Australia, Hong Kong, Contact: APDTONG@cityu.edu.hk

September

o 13-15 September, 91st IUVSTA Executive Council Meeting (ECM-91),
Smolenice, Slovakia

o September 15-20. Thin Film Division: 12" International Conference on Thin
Films (ICTF-12), Bratislava, Slovakia. contacts: ictf12@savba.sk;
http://www.ictf12.savbka.sk

November

o November 11-13, 15" International Symposium on Superconductivity (ISS
2002), Pacifico Yokohama, Japan, Email: iss@istec.or.jp, web:
http://www.istec.or.jp/ISS/ISS.html

o November 4-8, American Vacuum Society 49" International Symposium,
Denver, Colorado, USA, web: www.avs.org/call/2002/default.html

December

o December 2-6, 2002 Materials Research Society (MRS) Fall Meeting Boston,
Massachusetts, USA, web: www.mrs.org/meetings/fall2002/

2003

February
o 22 February - 6 March, International Workshop on Physics and Technology of

Thin Films, Tehran, Iran. Chair: A.Z. Moshfegh, web:
http://mehr.sharif.ac.ir/~1wtf2003

o Date to be finalized, 22" European Conference on Surface Science (ECOSS-
22). Prague, Czech Republic

Summer

a Date to be Announced: XAFS-12, Malmo6-Lund, Sweden, Web:
xafs12.maxlab.lu.se
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o July 27-August 1, 2003, The International Conference on Magnetism [CM-2003,
Rome, Italy, E-mail: icm2003@mlib.cnr.it, web: http://www.icm2003.mlib.cnr.it

o September, 2003 14™ International Conference on Secondary Ion Mass
Spectrometry (SIMS), CA, USA. Contact: Jerry Hunter, Conference Chair,
Email: jerryh@accurel.com.

2004

June/July
o June 28-July 2, 16th International Vacuum Congress (IVC-16)/ 12th

International Conference on Solid Surfaces (ICSS-12), Venice, Italy

2007

July
o 2-6 July, 17" International Vacuum Congress (IVC-17)/ 13th International

Conference on Solid Surfaces (ICSS-13), Stockholm, Sweden
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FRAN REDAKTIONEN.

Presstopp for Vakuum Nytt nr. 72 den 4 augusti 2002!!

Skicka bidragen péd diskett eller med e-post. For att forsdkra Er mot ev.
misstag, sind dven en en papperskopia av bidraget till redaktionen.
Lars
Redaktionellt material skickas till:

Lars Johansson
Inst. for Ingenjorsvet., Fysik  Lars.johansson@kau.se

och Matematik, tfn: 054-700 16 77
Karlstads Universitet fax: 054-700 18 29
651 88 Karlstad

Bitrddande redaktor

Curt Nyberg curtn@fy.chalmers.se
Chalmers tftn: 031-772 3366

fax: 031-772 3134

ANNONSERA I VAKUUM NYTT!

Annonspriser 1 VakuumNytt dr 1000:- /helsida och 500:- /halvsida
for stodjande medlemmar samt 1500:- respektive 750:- for dvriga.

BLI MEDLEM I SVENSKA VAKUUMSALLSKAPET!

For att bli medlem fyller Du 1 ett inbetalningskort med postgironummer
880043-5. Det ar viktigt att Du antecknar Namn, Adress och Telefonnummer pa
inbetalningsblanketten. Medlemsavgiften for 2000 ar 100 kr for enskilda, samt
1000 kr for stodjande medlemmar. Du kan betala for upp till tre &r samtidigt.
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ETT PAR ORD FRAN REDAKTOREN

Arade lisare,

Jag har varit redaktor for VakuumNytt sedan hosten 2000 och det dr nu dags for mig
att lamna Over till nésta redaktor. Det har varit en spdnnande uppgift, men jag har
fatt allt svdrare att hinna med de uppgifter som aligger en redaktor. Bland annat av
det skélet har VakuumNytt utkommit ganska oregelbundet och med linga
tidsintervall de senaste tva aren.

Vi har ocksd inom Svenska Vakuumsillskapet det senaste aret diskuterat
VakuumNytts roll och utseende. Det ar helt klart att tidskriften behdver en rejél
modernisering och uppryckning, bdde vad géller innehdll och form. Med nuvarande
stil och innehdll ar VakuumNytt inte tillrdckligt intressant for att spela ndgon roll for
alla 1 Sverige som é&r intresserade av vakuumteknik och materialvetenskap. En
fornyelse kridver en ny och engagerad redaktor, understdodd av en “redaktionsgrupp”
och dven grafisk expertis. Det blir en stor och spidnnande utmaning fér den nya
redaktoren att leda fonyelsearbetet. Tyvirr har jag sjdlv ingen mojlighet att gora det.

Var maélsittning ar att VakuumNytt ska bli en intressant, relevant och central
informationskélla inom vakuumteknik och materialvetenskap. Det giller badde for
den industriella sidan med producenter, leverantdorer och anvidndare av
vakuumteknik, och for den akademiska sidans vakuumanvindare och forskare inom
materialvetenskap. Det krdaver en bred nyhetsbevakning av ny teknik, tillimpningar
inom industri och forskning, produktnyheter, akademisk forskning med mera. Var
malsdttning dr att bygga upp ett nédt av korrespondenter som kan bidra till denna
mangfald.

Diskussionen om hur VakuumNytt ska forandras pagar for fullt och vi hoppas att ni
lasare snart ska fa nojet att ldsa en betydligt forbattrad och mer relevant tidskrift.

P34 aterseende

Lars Johansson
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STYRELSE I SVENSKA VAKUUMSALLSKAPET 2001-2002

Ordforande:

Lars Bagge, Stockholms Universitet, MSL, Frescativigen 24, 104 05 STOCKHOLM
Tel. 08-16 11 21, fax 08-15 86 74

e-post: bagge@msi.se

Vice ordféorande:

Lars Samuelson, Fasta Tillstdndets Fysik, Lunds Universitet, Box 118, 221 00 LUND
Tel. 046-222 7679, fax 046-222 3637

e-post: lars.samuelson@ftf.Ith.se

Forutvarande ordforande:

Lars Walldén, Chalmers Tekniska Hogskola, Fysik, 412 96 GOTEBORG

Tel. 031-772 33 47, fax 031-772 33 67

e-post: wallden@fy.chalmers.se

Skattmistare:

Leif Thanell, MAX-lab, Lunds Universitet, Box 118, 221 00 LUND

Tel. 046-222 76 91, fax 046-222 47 10

e-post: leif.thanell@maxlab.lu.se

Sekreterare:

Foretagsrepresentant:

Markus Wilke, STOCKHOLM

Tel. 08- 08-555 36 125, fax 08-555 36 108

e-post: markus.wilke@rietschle.se

Ledamoter:

Lars Johansson, Inst. f. Ingenjorsvetenskap Fysik och Matematik, Karlstads Universitet,
651 88 KARLSTAD

Tel. 054-700 16 77, fax 054-700 18 29

e-post: lars.johansson@kau.se

Lars Westerberg, The Svedberg Laboratory, Box 533, 751 21 UPPSALA
Tel. 018-471 30 60, fax 018-471 38 33
e-post: westerberg@tsl.uu.se

Lars Hultman, Linkdpings Universitet, IFM, 581 83 LINKOPING
Tel. 013-28 12 84, fax 013-28 89 18
e-post: lhn@ifm.liu.se

Hana Barankova, Uppsala Universitet, Inst. for Materialvetenskap, Fasta tillstandets elektronik,
Box 534, 751 21 UPPSALA

Tel. 018-471 31 18, fax 018-55 50 95

e-post: hana.barankova@angstrom.uu.se

Redaktor for Vakuum Nytt:
Lars Johansson, Karlstads Universitet, (se ovan)

Bitridande Redaktor for Vakuum Nytt:

Curt Nyberg, Inst. f. tillimpad fysik, Chalmers Tekniska Hogskola/GU, 412 96 GOTEBORG
Tel. 031-772 3366, fax. 031-772 3134

e-post: curtn@fy.chalmers.se
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B Foreningsbrev

Avsdndare:

Svenska Vakuumséllskapet
c/o Markus Wilke
Nypongrind 5

126 32 Hagersten

BEGRANSAD EFTERSANDNING

Vid definitiv eftersdndning atersdnds
forsdndelsen med den nya adressen
angiven.
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